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An ion heam source is constructed， in which the ions are extracted from 
plasma produced in the TP-D device and accerelated by a grid electrode. As 
the energy and density of it can be varied independent1y， the source is suitable 































































3集束コイル 4アノード 5第1メッシュ 6第2メッシュ〈測定領域〉



















電圧 (RetardingPotential) V gを正の方に変化さ
せて，ファラデーカップのコレクターに流れるイオン
電流 (Collectorcurrent) Icを測定した。 X-y






















































P = 1 x10-2.Torr 
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加速電圧とイオンビームエネルギーの関係図4
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ザ~5 7 
• Id:: 70mA 
• • O • • ><6 ) . ロロ
Ziコ5 




U-Z 1 4 d. d.ムd.d.ムム
Q 比J3 
30mA 
《出芝 2 Eム O























9ト ロp= 1.5 x 1a"Torr 
ロ
ロ ム 1K lo，JZ Torr 
ム
もUE 
ロ A X 
A 




Z O ωC3 3 
ロ O 
ミμmj 2 




















1) 例えばR.J. Brriggs， Electron-stream 
interaction with plasmas (The M. 1. T. 
Press， Cambridge， Massachusetts， 1964) 
311 
2) R. L. Stenzel and B. H. Ripin Rev. Sci. 
Instrum. 44 (1973) 617. 
Hiroshi Ishizuka， Mitsuaki Ohyama 
Keiichi Kamada， Hisao Ono and Shoji 
Kojima; Jap.J.Appl，Phys.14 (1975) 1217. 
3) T. Honzawa and Y. Kawai; Phys. Letts. 
33A (1970) 481. 
Yoshinobu Kawai; J. Phys. Soc. Japan. 
29 (1970) 1354. 
T. Ohnuma， T. Fujita and S. Adachi 
Phys. Rev. Letts. 31 (1973) 1177. 
